纹影仪技术要求
纹影系统要求：
1、通光口径：Φ150mm。相对孔径：1:10。
2、主反光系统：
1）主反射镜光学材料：K9光学玻璃，应力≤2；
2）主反射镜加工面型误差≤λ/10；
3）主反射镜机械控制结构：有俯仰旋转2个自由度，且有锁紧装置, 俯仰摆角±5°；
       4）主反射镜的镀膜材料：镀铝反射膜，且再镀一层保护膜层。
3、光源狭缝系统：
1）采用新型LED专用光源，功率0-40W连续可调，外加散热片和风扇进行散热；要求LED专用光源无温升、光源照明均匀、使用寿命>10000小时。 
2）狭缝：开启宽度0.5mm，平行度0.01mm，刃口在100倍显微镜下观察不得有毛刺。
4、刀口成像系统：
1）刀口：前后移动范围±10mm，开启宽度为0～10mm，平行度0.01mm，调节角度：360°，刃口在100倍显微镜下观察不得有毛刺；光学狭缝宽度0-3mm，狭缝宽度步进量0.01mm，平行度0.01mm。刀口和狭缝的步进控制采用千分尺调节机械结构，保证了步进0.01mm的移动量；
2）纹影成像物镜：满足多相流场观测要求，分辨率大于60lp/mm，接口根据相机匹配。
5、装调机械支撑系统
1）以观察中心为基准可升降±100mm，x、y方向调节±25mm；粗调节步进量：≤1mm/转，细调节步进量：≤0.1mm/转；中心高度1.2m；支架靠滚轮在地面移动，初步调整到位后，用其自带的锁紧装置锁紧；
2）采用分体式布局。

